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특허명 

광소자-회전형�뮬러-행렬�타원계측기�

및�이를�이용한�시료의�뮬러-행렬�측

정�방법

대표발명자 

나노측정센터�조용재

박막의 두께를 0.002mm(나노미터) 단위로 측정하는 기술

현미경이나 돋보기 없이 사람의 눈으로 볼 수 있는 크기의 한계가 대략 머리카락

의 굵기입니다. 그런데 나노기술에서 사용되는 단위인 나노미터(nm)는 머리카락

보다 무려 8만 배나 작은 비율입니다.

이러한 상상하기도 힘들만큼 작고 미세한 원자와 분자 수준에서의 통제와 측정, 

조작을 해내는 나노기술은 전자전기, 바이오, 에너지, 환경 등 전 산업분야와 융합

하여 혁신적인 발전을 보여주고 있습니다. 우리나라의 반도체와 디스플레이 산업

이 세계시장에서 기술적 선두에 위치하도록 만든 공신 또한 나노기술입니다.

해당 기술은 보다 정밀한 반도체와 디스플레이 제품 생산을 위한 박막 및 나노패

턴 형상 측정기술입니다. 해당 기술 이전으로 반도체 완제품의 질 향상은 물론, 기

업 비용 감소의 효과를 함께 이루어보세요!

001 측정 및 계측분야

광소자-회전형 뮬러-행렬  
타원계측기
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특허명 

접촉식�복사�온도계�및�접촉식�복사�온

도�측정�방법

대표발명자 

광도센터�임선도

002 측정 및 계측분야

접촉식 복사 온도계 및  
접촉식 복사 온도 측정 방법

66 67

유리, 철강, 알루미늄, 플라스틱, 시멘트, 종이, 고온가스를 포함한 

직접적 온도 측정이 어려운 고온측정 기술

그림 속 우리 생활에 밀접하게 쓰이는 다양한 소재들이 가지는 기술적 공통점은 

무엇일까요? 바로 제조 공정 과정에서 직접적인 온도의 측정이 어렵다는 특징을 

가지고 있다는 것인데요. 작은 것 하나에도 영향을 받는 기술 사업장에서 미세한 

온도 차이는 자칫 제품의 소재, 품질 등 모든 것을 바꿀 수 있기 때문에 온도를 측

정하는 기술은 매우 중요합니다.

유리, 철강, 알루미늄, 플라스틱, 시멘트, 종이, 고온가스를 포함한 직접적 온도 측

정이 어려운 산업분야에 널리 응용되어 정밀한 고온측정을 이루어내는 KRISS의 

기술을 만나보시기 바랍니다.


